


G5ガラス（1,100mm×1,300mm）基板転写事例

SCIVAXナノインプリント装置

＜量産を可能にするナノインプリント技術＞

量産受託

例) G2.0ガラス基板(370x470mm）
　　 100,000枚/月
　   12インチウェハ
　　  5,000枚/月　　　量産対応可能な設備を導入中

提供：東京エレクトロン株式会社様

FLANシリーズ

多数個一括ナノインプリント装置
4”:160 wafer / h
6”: 80 wafer / h

UniSurfシリーズ
大面積ナノインプリント装置

G2.0(470mmX370mm) 
～G5.0(1,100mmX1,300mm)

Xシリーズ
平行平板ナノインプリント装置

～□200mm

FLAN700

UniSurf-F700

高速ナノインプリント装置

大面積ナノインプリント装置


